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※財団 HP より WEB エントリー 

※エントリー〆切：2018 年 10 月 9 日 

公益財団法人 江副記念財団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～江副記念財団～ 

公益財団法人 江副記念財団は、株式会社リクルート創業 10 周年の際に「社会への貢献」を目的に検討

され、「リーダーシップのある人・向学心旺盛な人・将来何かやりそうな人」を応援するために設立され

ました。設立以来、奨学金の給付などの活動を行い、近年は音楽、スポーツ、アート、学術の分野におい

て世界で活躍する若者を応援しています。 

 

～リクルートスカラシップ 学術部門～ 

この奨学生制度は海外の教育機関への留学支援を通じて、才能ある若者を世界へと紹介する足がかりと

なること、アーティストの海外活動の応援につながることを目指しています。 

 

公益財団法人 江副記念財団 

〒105-0003 東京都港区西新橋 1-20-3 

虎ノ門法曹ビル 208 

E-mail：info@ezoe-mf.or.jp 

http://www.ezoe-mf.or.jp/ 

 

                                 財団 HP   奨学金詳細 

 

2019 年度 

リクルートスカラシップ 

アート部門 奨学生募集要項 

(海外留学奨学金) 
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給付額   月額 250,000 円（予定）※返済義務はありません 

 

給付期間  2019 年 4 月 ～ 2021 年 3 月 

 ※毎年度更新審査を経て、通過した者は海外の大学・大学院在籍中は給付します。 

・海外の大学・大学院への在籍後（入学月）から奨学金が支給されます。 

・上記期間に関わらず、給付は 25 歳になる年度（3 月末）までとなります。 

・休学中は奨学金が停止し、期間中でも卒業した場合は卒業月までの支給となります。 

・返済義務はなく、卒業後の進路、就職先についての条件もありません。 

・当財団からの奨学金と重複して、他の奨学金を受けられても差し支えありません。 

 

応募資格  次のすべてに該当する者とします。 

(1) 1994 年 4 月 1 日以降に生まれた方。 

(2) 2019 年 4 月以降 2020 年 3 月までに当財団が対象とする海外の大学または大学院へ 

在籍または入学する方。但し、正規課程での留学に限る。 

(3) 将来「アーティストとしての国際的な活躍」に対して意欲を有する方。 

(4) アート分野の専攻を志向している方 

※現在留学中の方の応募も可能です。（ただし奨学金の支給開始は 2018 年 4 月以降） 

※応募者の国籍および居住地は問いません。但し、書類提出と面接は日本語で実施します。 

 

対象校    下記いずれかの大学を対象とする。※詳細は当財団 HP をご確認ください。 

     ・QS World University Rankings by Subject : 「Art & Design」 TOP50  

・Times Higher Education World University Rankings by subject: arts and humanities－ 

「art,performing arts&design」 TOP50  

・当財団が指定する大学 

 

募集人数 3 名程度 ※前回（2018 年度）実績：4 名 

 

応募期間  (1) 当財団 HP より WEB エントリー(2018 年 9 月 3 日～2018 年 10 月 9 日) 

(2) 書類選考通過者へ E メールにて通知 

(3) 書類選考通過者は、最終選考会で使用する下記資料をメールにて提出(11 月 12 日まで) 

   Ⅰ 最大 20 ページの作品集または 5 分以内の動画 ※必須 

Ⅱ 当日のプレゼンテーション資料 ※任意 

       (4) 最終選考会 11 月 19 日・20 日のいずれか 1 日で 1 人 45 分程度 

【会場】虎ノ門法経ホール予定（東京都港区西新橋 1 丁目 20 番 3 号虎ノ門法曹ビル B1F） 

※海外など遠方に在住している方の面接はスカイプ等ビデオ通話で行います。 

          【形式】プレゼンテーション（15 分）＋面接（30 分）※スライド・作品など持ち込み可 

(5) 採否の結果は、12 月 28 日迄に、江副記念財団より本人宛に E メールで通知します。 
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応募手続き 本奨学金の応募に際しては、以下の財団 WEB より下記情報の提出をお願い致します。 

  新規入学を志す方  

(1) 基本情報(氏名、写真、生年月日、住所、連絡先、活動実績、出願予定校など) 

(2) 学業成績と統一テスト(TOELF、IELTS、SAT、AB/IB、留学希望国の語学テスト) 

(3) 出願先予定校が求める語学力の証明 

(4) 受験予定校を選んだ理由※最大 300 字 

(5) 本奨学生制度への応募動機※最大 500 字 

(6) これまで作品およびテーマがよく分かる画像データ 3 点を添付のうえ、最大 500 字で 

その説明を行って下さい。映像の場合は YouTube 等の動画サイトにアップロードの 

うえ、URL をご入力ください。 

     

       既に対象校に合格・在籍している方  

(1) 基本情報(氏名、写真、生年月日、住所、連絡先、活動実績、学歴など) 

       (2) 現在の学校を選んだ理由※最大 300 字 

(3) 本奨学生制度への応募動機※最大 500 字 

(4) これまで作品およびテーマがよく分かる画像データ 3 点を添付のうえ、最大 500 字で 

その説明を行って下さい。映像の場合は YouTube 等の動画サイトにアップロードの 

うえ、URL をご入力ください。 

 

選考委員  秋元 雄史（東京藝術大学大学美術館 館長・教授、練馬区立美術館館長） 

          塩田 千春（現代アーティスト） 

          林 千晶 （株式会社ロフトワーク共同創業者、代表取締役） 

           

その他    当財団の対象校に合格できなかった場合は原則採択を取り消します。 

審査の際の旅費交通費は当財団でご負担いたします。 

奨学生には毎月、活動レポートを当財団宛に提出していただきます。 


